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Application des concepts présentés par Jacques:

e Introduction a la méthodologie de formulation PISA (émulsion -
dispersion).

e PISA activée sous irradiation UV (iniferter PISA).

e PISA activée en présence de photo-amorceurs sous irradiation
UV-Visible (photo-initiated PISA).

e PISA activee en présence de photo-catalyseurs sous irradiation
visible (PET-RAFT PISA).

e PISA sous air (milieu oxygeéne).

La technique de polymérisation abordée sera principalement de la
polymérisation RAFT (plus de 90% des articles publies a ce jour sur
la PISA).

La photopolymeérisation sous lumiere visible et dans des conditions
d'irradiation douce est une thématique en plein essor. Méme si cette
approche est intéressante, elle fait aussi face a une réactivité réeduite
des photoamorceurs visible comparée aux photoamorceurs UV du fait
de l'utilisation de photons moins énergétiques. Pour pallier a ce
probleme tout en permettant une meilleure pénétration de la lumiere
dans l'échantillon, les colorants (proche)-infrarouge se sont révélés étre
des candidats de choix pour amorcer des polymeérisations radicalaires.
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Ce cours décrira les difféerentes approches actuellement développés dans le
cadre de la polymérisation sous lumiére infrarouge.

Les mécanismes d'initiation mis en jeu dans ces différents processus seront
présentés en détail. Une sélection d'exemples permettra de détailler la
polymerisation radicalaire sous lumiére infrarouge, la polymeérisation
thermique photo assistée, de méme que les applications qui découlent de
l'effet photothermique : stérilisation de surface, modification de forme,
polymere autoréparant, le collage sans colle ou l'impression 4D.
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